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Одним из методов, позволяющих наносить наноразмерные моно- и 
композиционые покрытия на нерегулярные поверхности (частицы порош­
ка, порошковые прессовки, изломы) является магнетронное напыление.

Физико-механические свойства покрытий на порошковых и компакт­
ных материалах определяются их фазовым составом, толщиной, сплошно­
стью. Для образования сплошного слоя необходимо покрытие определен­
ной минимальной толщины.

Нанесение наноразмерного покрытия заданной толщины на плоские 
поверхности, которые имеют минимальную шероховатость не вызывает 
особых трудностей. Нанесение аналогичных покрытий на материалы с 
нерегулярной поверхностью сопровождается технологическими сложно­
стями, связанными с трудностью оценки толщины покрытия на краях, вы- 
сзупах и впадинах и проблемами соответствующей корректировкой про­
цесса напыления.

В общем случае при магнетронном напылении толщина покрытия на 
поверхности материалов, может быть получена из выражения

T ^ C V t k ,

где С - разрядный ток плаз.мы, F - ускоряющее напряжение, t время, к- 
-  постоянная, зависящая от материала распыляемого катода и плазмообра­
зующего газа. Постоянную к  можно рассчитать по данным эксперимен­
тальных измерений

Определения постоянной к  проводилось с учетом данных, полученных 
на сканирующем электронном микроскопе с рентгеновским микроанализа­
тором при оценке степени изменения интенсивности спектра рентгенов­
ского излучения материала основы при прохождении через материал по­
крытия. Увеличение толщины покрытия сопровождалось соответственным 
увеличением интенсивности поглощения рентгеновского излучения мате­
риала основы соответствующим материалом покрытия.

С учетом определеных значений постоянной к  были проведены экспе­
рименты по нанесению ианоразмерных магнетронных покрытий заданной 
толщины с использованием распыляемых катодов из Мо и W на алмазные 
порошки ACM 14/10, порошки железа ПЖРВ фракции +40-100 и изломы 
керамики $ 1зЫ4 (размер частиц керамики 1-2 мкм). Получена удовлетвори­
тельная сходимость расчетных и экспериментальных данных.
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